
曜日
Day
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科目コード No. 科目名
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講義室
Room No.
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第二外国語科目　　Second foreign language courses

授業形態 メディア
利用科目Class Format

【3～4Q】

第二外国語海外研修1A【2】

(Study Abroad Program in Second
Foreign Languages IA【2】)

集中講義
等

Intensive

- LAL.Z101-02

100

2 ○(3～4Q)安德　万貴子
三ツ堀　広一郎 ほか

Antoku　Makiko
Mitsubori　Koichiro  et al.

第二外国語海外研修1B【2】

(Study Abroad Program in Second
Foreign Languages IB【2】)

集中講義
等

Intensive

- LAL.Z102-02

100

2 ○(3～4Q)安德　万貴子
三ツ堀　広一郎 ほか

Antoku　Makiko
Mitsubori　Koichiro  et al.

【3Q】

ドイツ語初級３【D11】

(German: Basic Course 3【D11】)

火
Tue

1 - 2 LAL.G203-01

200

1 W371山崎　太郎

Yamazaki　Taro

対面型

ドイツ語初級３【D12】

(German: Basic Course 3【D12】)

火
Tue

1 - 2 LAL.G203-02

200

1 W332※ 小笠原　能仁

※ Ogasawara　Yoshihito

対面型

フランス語初級３【F01】

(French: Basic Course 3【F01】)

火
Tue

1 - 2 LAL.F203-01

200

1 H115※ 三宅　京子

※ Miyake　Kyoko

対面型

フランス語初級３【F02】

(French: Basic Course 3【F02】)

火
Tue

1 - 2 LAL.F203-02

200

1 H102※ 佐々木　匠

※ Sasaki　Takumi

対面型

中国語初級３【C01】

(Chinese: Basic Course 3【C01】)

火
Tue

1 - 2 LAL.C203-01

200

1 W3-412劉　岸偉

Liu　Anwei

対面型

中国語初級３【C02】

(Chinese: Basic Course 3【C02】)

火
Tue

1 - 2 LAL.C203-02

200

1 第2ラボ※ 真鍋　丁香

※ Manabe　Teika

対面型

中国語初級３【C03】

(Chinese: Basic Course 3【C03】)

火
Tue

1 - 2 LAL.C203-03

200

1 H116※ 城　愛裕美

※ Joh　Ayumi

対面型

中国語初級３【C04】

(Chinese: Basic Course 3【C04】)

火
Tue

1 - 2 LAL.C203-04

200

1 第1ラボ※ 辛　孟軻

※ Xin　Mengke

対面型

中国語初級３【C05】

(Chinese: Basic Course 3【C05】)

火
Tue

1 - 2 LAL.C203-05

200

1 第3ラボ※ Zhang　Li 対面型

ロシア語初級３【R01】

(Russian: Basic Course 3【R01】)

火
Tue

1 - 2 LAL.R203-01

200

1 W322※ 桑田　匡之

※ Kuwata　Masayuki

対面型

スペイン語初級３【S11】

(Spanish: Basic Course 3【S11】)

火
Tue

1 - 2 LAL.S203-01

200

1 第4ラボ※ 木村　秀雄

※ Kimura　Hideo

対面型

スペイン語初級３【S12】

(Spanish: Basic Course 3【S12】)

火
Tue

1 - 2 LAL.S203-02

200

1 W931※ 佐々木　充文

※ Sasaki　Mitsuya

対面型

スペイン語初級３【S13】

(Spanish: Basic Course 3【S13】)

火
Tue

1 - 2 LAL.S203-03

200

1 W531※ 西藤　憲佑

※ Saito　Kensuke

対面型

ドイツ語初級３【D21】

(German: Basic Course 3【D21】)

火
Tue

3 - 4 LAL.G203-06

200

1 W371※ 小笠原　能仁

※ Ogasawara　Yoshihito

対面型

フランス語初級３【F03】

(French: Basic Course 3【F03】)

火
Tue

3 - 4 LAL.F203-03

200

1 第2ラボ三ツ堀　広一郎

Mitsubori　Koichiro

対面型

中国語初級３【C06】

(Chinese: Basic Course 3【C06】)

火
Tue

3 - 4 LAL.C203-06

200

1 第1ラボ※ 辛　孟軻

※ Xin　Mengke

対面型

ロシア語初級３【R03】

(Russian: Basic Course 3【R03】)

火
Tue

3 - 4 LAL.R203-03

200

1 W322※ 桑田　匡之

※ Kuwata　Masayuki

対面型

スペイン語初級３【S21】

(Spanish: Basic Course 3【S21】)

火
Tue

3 - 4 LAL.S203-05

200

1 第4ラボ※ 木村　秀雄

※ Kimura　Hideo

対面型

ドイツ語初級３【D13】

(German: Basic Course 3【D13】)

水
Wed

1 - 2 LAL.G203-03

200

1 H106安德　万貴子

Antoku　Makiko

対面型

ドイツ語初級３【D31】

(German: Basic Course 3【D31】)

水
Wed

1 - 2 LAL.G203-07

200

1 第3ラボ※ 森林　駿介

※ Moribayashi
Shunsuke

対面型

ドイツ語初級３【D32】

(German: Basic Course 3【D32】)

水
Wed

1 - 2 LAL.G203-08

200

1 H1102※ 岡本　雅克

※ Okamoto　Masakatsu

対面型

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202219821&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202219823&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201552&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211001&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201556&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210947&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201564&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210910&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210911&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210912&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210913&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201560&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227141&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227142&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227143&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211006&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210948&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210914&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211065&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227144&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211003&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211008&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211009&lang=JA&vid=03
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第二外国語科目　　Second foreign language courses

授業形態 メディア
利用科目Class Format

【3Q】

ドイツ語初級３【D33】

(German: Basic Course 3【D33】)

水
Wed

1 - 2 LAL.G203-09

200

1 W321※ 立石　拓也

※ Tateishi　Takuya

対面型

フランス語初級３【F04】

(French: Basic Course 3【F04】)

水
Wed

1 - 2 LAL.F203-04

200

1 第2ラボ※ 三宅　京子

※ Miyake　Kyoko

対面型

フランス語初級３【F05】

(French: Basic Course 3【F05】)

水
Wed

1 - 2 LAL.F203-05

200

1 W351※ 梶田　裕

※ Kajita　Yu

対面型

中国語初級３【C07】

(Chinese: Basic Course 3【C07】)

水
Wed

1 - 2 LAL.C203-07

200

1 W322劉　岸偉

Liu　Anwei

対面型

中国語初級３【C08】

(Chinese: Basic Course 3【C08】)

水
Wed

1 - 2 LAL.C203-08

200

1 W323※ 真鍋　丁香

※ Manabe　Teika

対面型

中国語初級３【C09】

(Chinese: Basic Course 3【C09】)

水
Wed

1 - 2 LAL.C203-09

200

1 H116※ 藤田　梨那

※ Fujita　Rina

対面型

中国語初級３【C10】

(Chinese: Basic Course 3【C10】)

水
Wed

1 - 2 LAL.C203-10

200

1 第1ラボ※ 馮　青

※ Tsuchida　Sei

対面型

中国語初級３【C11】

(Chinese: Basic Course 3【C11】)

水
Wed

1 - 2 LAL.C203-11

200

1 H114※ 陳　喜

※ Chin　Ki

対面型

ロシア語初級３【R02】

(Russian: Basic Course 3【R02】)

水
Wed

1 - 2 LAL.R203-02

200

1 W332※ 小西　昌隆

※ Masataka　Konishi

対面型

ロシア語初級３【R04】

(Russian: Basic Course 3【R04】)

水
Wed

1 - 2 LAL.R203-04

200

1 W331※ 松本　隆志

※ Matsumoto　Takashi

対面型

スペイン語初級３【S31】

(Spanish: Basic Course 3【S31】)

水
Wed

1 - 2 LAL.S203-06

200

1 第4ラボ※ 木村　秀雄

※ Kimura　Hideo

対面型

スペイン語初級３【S32】

(Spanish: Basic Course 3【S32】)

水
Wed

1 - 2 LAL.S203-07

200

1 W531渡邉　暁

Watanabe　Akira

対面型

スペイン語初級３【S33】

(Spanish: Basic Course 3【S33】)

水
Wed

1 - 2 LAL.S203-08

200

1 W371※ 永田　夕紀子

※ Nagata　Yukiko

対面型

スペイン語初級３【S34】

(Spanish: Basic Course 3【S34】)

水
Wed

1 - 2 LAL.S203-09

200

1 W932※ 若林　大我

※ Wakabayashi　Taiga

対面型

スペイン語初級３【S35】

(Spanish: Basic Course 3【S35】)

水
Wed

1 - 2 LAL.S203-10

200

1 W931※ 大橋　麻里子

※ Ohashi　Mariko

対面型

イタリア語３

(Italian 3)

水
Wed

1 - 2 LAL.I353

300

1 W3-412※ 池野　絢子

※ Ikeno　Ayako

対面型

韓国語３

(Korean 3)

水
Wed

1 - 2 LAL.K353

300

1 H117※ 承　賢珠

※ Seung　Hyunjoo

対面型

ドイツ語初級３【D41】

(German: Basic Course 3【D41】)

水
Wed

3 - 4 LAL.G203-11

200

1 H113安德　万貴子

Antoku　Makiko

対面型

ドイツ語初級３【D42】

(German: Basic Course 3【D42】)

水
Wed

3 - 4 LAL.G203-12

200

1 第3ラボ※ 岡本　雅克

※ Okamoto　Masakatsu

対面型

ドイツ語初級３【D43】

(German: Basic Course 3【D43】)

水
Wed

3 - 4 LAL.G203-13

200

1 W322※ 立石　拓也

※ Tateishi　Takuya

対面型

フランス語初級３【F06】

(French: Basic Course 3【F06】)

水
Wed

3 - 4 LAL.F203-06

200

1 H102三ツ堀　広一郎

Mitsubori　Koichiro

対面型

フランス語初級３【F07】

(French: Basic Course 3【F07】)

水
Wed

3 - 4 LAL.F203-07

200

1 H1102※ 梶田　裕

※ Kajita　Yu

対面型

中国語初級３【C12】

(Chinese: Basic Course 3【C12】)

水
Wed

3 - 4 LAL.C203-12

200

1 W331劉　岸偉

Liu　Anwei

対面型

中国語初級３【C13】

(Chinese: Basic Course 3【C13】)

水
Wed

3 - 4 LAL.C203-13

200

1 W321※ 真鍋　丁香

※ Manabe　Teika

対面型

中国語初級３【C14】

(Chinese: Basic Course 3【C14】)

水
Wed

3 - 4 LAL.C203-14

200

1 第1ラボ※ 藤田　梨那

※ Fujita　Rina

対面型

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211011&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210949&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210950&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210915&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210916&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210917&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210918&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210919&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211064&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211066&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227145&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227146&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227147&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202232697&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202232698&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201570&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201572&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211013&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211014&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211015&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210951&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210952&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210920&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210921&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202217443&lang=JA&vid=03


曜日
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科目コード No. 科目名
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担当教員
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講義室
Room No.
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Notes番台 Level

第二外国語科目　　Second foreign language courses

授業形態 メディア
利用科目Class Format

【3Q】

中国語初級３【C15】

(Chinese: Basic Course 3【C15】)

水
Wed

3 - 4 LAL.C203-15

200

1 W834※ 馮　青

※ Tsuchida　Sei

対面型

中国語初級３【C16】

(Chinese: Basic Course 3【C16】)

水
Wed

3 - 4 LAL.C203-16

200

1 第2ラボ※ 陳　喜

※ Chin　Ki

対面型

ロシア語初級３【R05】

(Russian: Basic Course 3【R05】)

水
Wed

3 - 4 LAL.R203-05

200

1 W332河村　彩

Kawamura　Aya

対面型

スペイン語初級３【S41】

(Spanish: Basic Course 3【S41】)

水
Wed

3 - 4 LAL.S203-11

200

1 第4ラボ※ 木村　秀雄

※ Kimura　Hideo

対面型

スペイン語初級３【S42】

(Spanish: Basic Course 3【S42】)

水
Wed

3 - 4 LAL.S203-12

200

1 W531渡邉　暁

Watanabe　Akira

対面型

スペイン語初級３【S43】

(Spanish: Basic Course 3【S43】)

水
Wed

3 - 4 LAL.S203-13

200

1 W371※ 田坂　建太

※ Tasaka　Kenta

対面型

スペイン語初級３【S44】

(Spanish: Basic Course 3【S44】)

水
Wed

3 - 4 LAL.S203-14

200

1 W932※ 若林　大我

※ Wakabayashi　Taiga

対面型

スペイン語初級３【S45】

(Spanish: Basic Course 3【S45】)

水
Wed

3 - 4 LAL.S203-15

200

1 W931※ 杉守　慶太

※ Sugimori　Keita

対面型

ドイツ語セミナー（入門・基礎）３

(German Conversation: Basic Course
3)

水
Wed

5 - 6 LAL.G233

200

1 W3-412※ Sato　Astrid 対面型

フランス語セミナー（入門・基礎）３

(French Conversation: Basic Course
3)

水
Wed

5 - 6 LAL.F233

200

1 W332※ Chevallier　Marie 対面型

中国語セミナー（入門・基礎）３

(Chinese Conversation: Basic Course
3)

水
Wed

5 - 6 LAL.C233

200

1 第4ラボ※ Zhang　Li 対面型

ロシア語セミナー（入門・基礎）３

(Russian Conversation: Basic Course
3)

水
Wed

5 - 6 LAL.R233

200

1 第2ラボ※ Okano　Elena 対面型

スペイン語セミナー（入門・基礎）３

(Spanish Conversation: Basic Course
3)

水
Wed

5 - 6 LAL.S233

200

1 H1103※ Okamoto　Jackeline 対面型

ドイツ語中級３

(German: Intermediate Course 3)

水
Wed

5 - 6 LAL.G333

300

1 W321山崎　太郎

Yamazaki　Taro

対面型

ドイツ語上級３

(German: Advanced Course 3)

水
Wed

5 - 6 LAL.G343

300

1 W831安德　万貴子

Antoku　Makiko

対面型

フランス語上級３

(French: Advanced Course 3)

水
Wed

5 - 6 LAL.F343

300

1 H115三ツ堀　広一郎

Mitsubori　Koichiro

対面型

中国語上級３

(Chinese: Advanced Course 3)

水
Wed

5 - 6 LAL.C343

300

1 第3ラボ劉　岸偉

Liu　Anwei

対面型

ロシア語上級３

(Russian: Advanced Course 3)

水
Wed

5 - 6 LAL.R343

300

1 W351※ 生熊　源一

※ Ikuma　Genichi

対面型

古典ラテン語３

(Classical Latin 3)

水
Wed

5 - 6 LAL.L303

300

1 第1ラボ※ 金澤　修

※ Kanazawa　Osamu

対面型

スペイン語中級３

(Spanish: Intermediate Course 3)

水
Wed

5 - 6 LAL.S333

300

1 H112渡邉　暁

Watanabe　Akira

対面型

スペイン語上級３

(Spanish: Advanced Course 3)

水
Wed

5 - 6 LAL.S343

300

1 H1102※ 佐々木　充文

※ Sasaki　Mitsuya

対面型

スペイン語セミナー（応用・留学）３

(Spanish Conversation: Advanced
Course 3)

水
Wed

5 - 6 LAL.S363

300

1 H118※ Rosales　Sierra
Patricia

対面型

ドイツ語セミナー（応用・留学）３

(German Conversation: Advanced
Course 3)

水
Wed

7 - 8 LAL.G363

300

1 W3-412※ Sato　Astrid 対面型

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202223581&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202223582&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211067&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227148&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227149&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227150&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227151&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202232699&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201608&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201616&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201632&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201624&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227165&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201576&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201592&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201596&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201604&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201600&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202214088&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227345&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227349&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227353&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201612&lang=JA&vid=03


曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
Notes番台 Level

第二外国語科目　　Second foreign language courses

授業形態 メディア
利用科目Class Format

【3Q】

フランス語中級３

(French: Intermediate Course 3)

水
Wed

7 - 8 LAL.F333

300

1 H115三ツ堀　広一郎

Mitsubori　Koichiro

対面型

フランス語セミナー（応用・留学）３

(French Conversation: Advanced
Course 3)

水
Wed

7 - 8 LAL.F363

300

1 W332※ Chevallier　Marie 対面型

中国語中級３

(Chinese: Intermediate Course 3)

水
Wed

7 - 8 LAL.C333

300

1 第3ラボ※ 田中　雄大

※ Tanaka　Yuta

対面型

中国語セミナー（応用・留学）３

(Chinese Conversation: Advanced
Course 3)

水
Wed

7 - 8 LAL.C363

300

1 第4ラボ※ Zhang　Li 対面型

ロシア語中級３

(Russian: Intermediate Course 3)

水
Wed

7 - 8 LAL.R333

300

1 W351河村　彩

Kawamura　Aya

対面型

ロシア語セミナー（応用・留学）３

(Russian Conversation: Advanced
Course 3)

水
Wed

7 - 8 LAL.R363

300

1 第2ラボ※ Okano　Elena 対面型

古典ギリシア語３

(Classical Greek 3)

水
Wed

7 - 8 LAL.A303

300

1 第1ラボ※ 金澤　修

※ Kanazawa　Osamu

対面型

【4Q】

ドイツ語初級４【D11】

(German: Basic Course 4【D11】)

火
Tue

1 - 2 LAL.G204-01

200

1 W371山崎　太郎

Yamazaki　Taro

対面型

ドイツ語初級４【D12】

(German: Basic Course 4【D12】)

火
Tue

1 - 2 LAL.G204-02

200

1 W332※ 小笠原　能仁

※ Ogasawara　Yoshihito

対面型

フランス語初級４【F01】

(French: Basic Course 4【F01】)

火
Tue

1 - 2 LAL.F204-01

200

1 H115※ 三宅　京子

※ Miyake　Kyoko

対面型

フランス語初級４【F02】

(French: Basic Course 4【F02】)

火
Tue

1 - 2 LAL.F204-02

200

1 H102※ 佐々木　匠

※ Sasaki　Takumi

対面型

中国語初級４【C01】

(Chinese: Basic Course 4【C01】)

火
Tue

1 - 2 LAL.C204-01

200

1 W3-412劉　岸偉

Liu　Anwei

対面型

中国語初級４【C02】

(Chinese: Basic Course 4【C02】)

火
Tue

1 - 2 LAL.C204-02

200

1 第2ラボ※ 真鍋　丁香

※ Manabe　Teika

対面型

中国語初級４【C03】

(Chinese: Basic Course 4【C03】)

火
Tue

1 - 2 LAL.C204-03

200

1 H116※ 城　愛裕美

※ Joh　Ayumi

対面型

中国語初級４【C04】

(Chinese: Basic Course 4【C04】)

火
Tue

1 - 2 LAL.C204-04

200

1 第1ラボ※ 辛　孟軻

※ Xin　Mengke

対面型

中国語初級４【C05】

(Chinese: Basic Course 4【C05】)

火
Tue

1 - 2 LAL.C204-05

200

1 第3ラボ※ Zhang　Li 対面型

ロシア語初級４【R01】

(Russian: Basic Course 4【R01】)

火
Tue

1 - 2 LAL.R204-01

200

1 W322※ 桑田　匡之

※ Kuwata　Masayuki

対面型

スペイン語初級４【S11】

(Spanish: Basic Course 4【S11】)

火
Tue

1 - 2 LAL.S204-01

200

1 第4ラボ※ 木村　秀雄

※ Kimura　Hideo

対面型

スペイン語初級４【S12】

(Spanish: Basic Course 4【S12】)

火
Tue

1 - 2 LAL.S204-02

200

1 W931※ 佐々木　充文

※ Sasaki　Mitsuya

対面型

スペイン語初級４【S13】

(Spanish: Basic Course 4【S13】)

火
Tue

1 - 2 LAL.S204-03

200

1 W531※ 西藤　憲佑

※ Saito　Kensuke

対面型

ドイツ語初級４【D21】

(German: Basic Course 4【D21】)

火
Tue

3 - 4 LAL.G204-06

200

1 W371※ 小笠原　能仁

※ Ogasawara　Yoshihito

対面型

フランス語初級４【F03】

(French: Basic Course 4【F03】)

火
Tue

3 - 4 LAL.F204-03

200

1 第2ラボ三ツ堀　広一郎

Mitsubori　Koichiro

対面型

中国語初級４【C06】

(Chinese: Basic Course 4【C06】)

火
Tue

3 - 4 LAL.C204-06

200

1 第1ラボ※ 辛　孟軻

※ Xin　Mengke

対面型

ロシア語初級４【R03】

(Russian: Basic Course 4【R03】)

火
Tue

3 - 4 LAL.R204-03

200

1 W322※ 桑田　匡之

※ Kuwata　Masayuki

対面型

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201580&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201620&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201588&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201636&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201584&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201628&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202214061&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201553&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211020&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201557&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210953&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201565&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210922&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210923&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210924&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210925&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201561&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227152&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227153&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227154&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211025&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210954&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210926&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211084&lang=JA&vid=03


曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
Notes番台 Level

第二外国語科目　　Second foreign language courses

授業形態 メディア
利用科目Class Format

【4Q】

スペイン語初級４【S21】

(Spanish: Basic Course 4【S21】)

火
Tue

3 - 4 LAL.S204-05

200

1 第4ラボ※ 木村　秀雄

※ Kimura　Hideo

対面型

ドイツ語初級４【D13】

(German: Basic Course 4【D13】)

水
Wed

1 - 2 LAL.G204-03

200

1 H106安德　万貴子

Antoku　Makiko

対面型

ドイツ語初級４【D31】

(German: Basic Course 4【D31】)

水
Wed

1 - 2 LAL.G204-07

200

1 第3ラボ※ 森林　駿介

※ Moribayashi
Shunsuke

対面型

ドイツ語初級４【D32】

(German: Basic Course 4【D32】)

水
Wed

1 - 2 LAL.G204-08

200

1 H1102※ 岡本　雅克

※ Okamoto　Masakatsu

対面型

ドイツ語初級４【D33】

(German: Basic Course 4【D33】)

水
Wed

1 - 2 LAL.G204-09

200

1 W321※ 立石　拓也

※ Tateishi　Takuya

対面型

フランス語初級４【F04】

(French: Basic Course 4【F04】)

水
Wed

1 - 2 LAL.F204-04

200

1 第2ラボ※ 三宅　京子

※ Miyake　Kyoko

対面型

フランス語初級４【F05】

(French: Basic Course 4【F05】)

水
Wed

1 - 2 LAL.F204-05

200

1 W351※ 梶田　裕

※ Kajita　Yu

対面型

中国語初級４【C07】

(Chinese: Basic Course 4【C07】)

水
Wed

1 - 2 LAL.C204-07

200

1 W322劉　岸偉

Liu　Anwei

対面型

中国語初級４【C08】

(Chinese: Basic Course 4【C08】)

水
Wed

1 - 2 LAL.C204-08

200

1 W323※ 真鍋　丁香

※ Manabe　Teika

対面型

中国語初級４【C09】

(Chinese: Basic Course 4【C09】)

水
Wed

1 - 2 LAL.C204-09

200

1 H116※ 藤田　梨那

※ Fujita　Rina

対面型

中国語初級４【C10】

(Chinese: Basic Course 4【C10】)

水
Wed

1 - 2 LAL.C204-10

200

1 第1ラボ※ 馮　青

※ Tsuchida　Sei

対面型

中国語初級４【C11】

(Chinese: Basic Course 4【C11】)

水
Wed

1 - 2 LAL.C204-11

200

1 H114※ 陳　喜

※ Chin　Ki

対面型

ロシア語初級４【R02】

(Russian: Basic Course 4【R02】)

水
Wed

1 - 2 LAL.R204-02

200

1 W332※ 小西　昌隆

※ Masataka　Konishi

対面型

ロシア語初級４【R04】

(Russian: Basic Course 4【R04】)

水
Wed

1 - 2 LAL.R204-04

200

1 W331※ 松本　隆志

※ Matsumoto　Takashi

対面型

スペイン語初級４【S31】

(Spanish: Basic Course 4【S31】)

水
Wed

1 - 2 LAL.S204-06

200

1 第4ラボ※ 木村　秀雄

※ Kimura　Hideo

対面型

スペイン語初級４【S32】

(Spanish: Basic Course 4【S32】)

水
Wed

1 - 2 LAL.S204-07

200

1 W531渡邉　暁

Watanabe　Akira

対面型

スペイン語初級４【S33】

(Spanish: Basic Course 4【S33】)

水
Wed

1 - 2 LAL.S204-08

200

1 W371※ 永田　夕紀子

※ Nagata　Yukiko

対面型

スペイン語初級４【S34】

(Spanish: Basic Course 4【S34】)

水
Wed

1 - 2 LAL.S204-09

200

1 W932※ 若林　大我

※ Wakabayashi　Taiga

対面型

スペイン語初級４【S35】

(Spanish: Basic Course 4【S35】)

水
Wed

1 - 2 LAL.S204-10

200

1 W931※ 大橋　麻里子

※ Ohashi　Mariko

対面型

イタリア語４

(Italian 4)

水
Wed

1 - 2 LAL.I354

300

1 W3-412※ 池野　絢子

※ Ikeno　Ayako

対面型

韓国語４

(Korean 4)

水
Wed

1 - 2 LAL.K354

300

1 H117※ 承　賢珠

※ Seung　Hyunjoo

対面型

ドイツ語初級４【D41】

(German: Basic Course 4【D41】)

水
Wed

3 - 4 LAL.G204-11

200

1 H113安德　万貴子

Antoku　Makiko

対面型

ドイツ語初級４【D42】

(German: Basic Course 4【D42】)

水
Wed

3 - 4 LAL.G204-12

200

1 第3ラボ※ 岡本　雅克

※ Okamoto　Masakatsu

対面型

ドイツ語初級４【D43】

(German: Basic Course 4【D43】)

水
Wed

3 - 4 LAL.G204-13

200

1 W322※ 立石　拓也

※ Tateishi　Takuya

対面型

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227155&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211022&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211027&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211028&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211030&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210955&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210956&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210927&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210928&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210929&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210930&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210931&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211083&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211085&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227156&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227157&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227158&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202232701&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202232702&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201571&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201573&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211032&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211033&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211034&lang=JA&vid=03


曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
Notes番台 Level

第二外国語科目　　Second foreign language courses

授業形態 メディア
利用科目Class Format

【4Q】

フランス語初級４【F06】

(French: Basic Course 4【F06】)

水
Wed

3 - 4 LAL.F204-06

200

1 H102三ツ堀　広一郎

Mitsubori　Koichiro

対面型

フランス語初級４【F07】

(French: Basic Course 4【F07】)

水
Wed

3 - 4 LAL.F204-07

200

1 H1102※ 梶田　裕

※ Kajita　Yu

対面型

中国語初級４【C12】

(Chinese: Basic Course 4【C12】)

水
Wed

3 - 4 LAL.C204-12

200

1 W331劉　岸偉

Liu　Anwei

対面型

中国語初級４【C13】

(Chinese: Basic Course 4【C13】)

水
Wed

3 - 4 LAL.C204-13

200

1 W321※ 真鍋　丁香

※ Manabe　Teika

対面型

中国語初級４【C14】

(Chinese: Basic Course 4【C14】)

水
Wed

3 - 4 LAL.C204-14

200

1 第1ラボ※ 藤田　梨那

※ Fujita　Rina

対面型

中国語初級４【C15】

(Chinese: Basic Course 4【C15】)

水
Wed

3 - 4 LAL.C204-15

200

1 W834※ 馮　青

※ Tsuchida　Sei

対面型

中国語初級４【C16】

(Chinese: Basic Course 4【C16】)

水
Wed

3 - 4 LAL.C204-16

200

1 第2ラボ※ 陳　喜

※ Chin　Ki

対面型

ロシア語初級４【R05】

(Russian: Basic Course 4【R05】)

水
Wed

3 - 4 LAL.R204-05

200

1 W332河村　彩

Kawamura　Aya

対面型

スペイン語初級４【S41】

(Spanish: Basic Course 4【S41】)

水
Wed

3 - 4 LAL.S204-11

200

1 第4ラボ※ 木村　秀雄

※ Kimura　Hideo

対面型

スペイン語初級４【S42】

(Spanish: Basic Course 4【S42】)

水
Wed

3 - 4 LAL.S204-12

200

1 W531渡邉　暁

Watanabe　Akira

対面型

スペイン語初級４【S43】

(Spanish: Basic Course 4【S43】)

水
Wed

3 - 4 LAL.S204-13

200

1 W371※ 田坂　建太

※ Tasaka　Kenta

対面型

スペイン語初級４【S44】

(Spanish: Basic Course 4【S44】)

水
Wed

3 - 4 LAL.S204-14

200

1 W932※ 若林　大我

※ Wakabayashi　Taiga

対面型

スペイン語初級４【S45】

(Spanish: Basic Course 4【S45】)

水
Wed

3 - 4 LAL.S204-15

200

1 W931※ 杉守　慶太

※ Sugimori　Keita

対面型

ドイツ語セミナー（入門・基礎）４

(German Conversation: Basic Course
4)

水
Wed

5 - 6 LAL.G234

200

1 W3-412※ Sato　Astrid 対面型

フランス語セミナー（入門・基礎）４

(French Conversation: Basic Course
4)

水
Wed

5 - 6 LAL.F234

200

1 W332※ Chevallier　Marie 対面型

中国語セミナー（入門・基礎）４

(Chinese Conversation: Basic Course
4)

水
Wed

5 - 6 LAL.C234

200

1 第4ラボ※ Zhang　Li 対面型

ロシア語セミナー（入門・基礎）４

(Russian Conversation: Basic Course
4)

水
Wed

5 - 6 LAL.R234

200

1 W921※ Okano　Elena 対面型

スペイン語セミナー（入門・基礎）４

(Spanish Conversation: Basic Course
4)

水
Wed

5 - 6 LAL.S234

200

1 H1103※ Okamoto　Jackeline 対面型

ドイツ語中級４

(German: Intermediate Course 4)

水
Wed

5 - 6 LAL.G334

300

1 W321山崎　太郎

Yamazaki　Taro

対面型

ドイツ語上級４

(German: Advanced Course 4)

水
Wed

5 - 6 LAL.G344

300

1 W831安德　万貴子

Antoku　Makiko

対面型

フランス語上級４

(French: Advanced Course 4)

水
Wed

5 - 6 LAL.F344

300

1 H115三ツ堀　広一郎

Mitsubori　Koichiro

対面型

中国語上級４

(Chinese: Advanced Course 4)

水
Wed

5 - 6 LAL.C344

300

1 第3ラボ劉　岸偉

Liu　Anwei

対面型

ロシア語上級４

(Russian: Advanced Course 4)

水
Wed

5 - 6 LAL.R344

300

1 W351※ 生熊　源一

※ Ikuma　Genichi

対面型

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210957&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210958&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210932&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202210933&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202217444&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202223587&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202223588&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202211086&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227159&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227160&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227161&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227162&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202232703&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201609&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201617&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201633&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201625&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227166&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201577&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201593&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201597&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201605&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201601&lang=JA&vid=03
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第二外国語科目　　Second foreign language courses

授業形態 メディア
利用科目Class Format

【4Q】

古典ラテン語４

(Classical Latin 4)

水
Wed

5 - 6 LAL.L304

300

1 第1ラボ※ 金澤　修

※ Kanazawa　Osamu

対面型

スペイン語中級４

(Spanish: Intermediate Course 4)

水
Wed

5 - 6 LAL.S334

300

1 H112渡邉　暁

Watanabe　Akira

対面型

スペイン語上級４

(Spanish: Advanced Course 4)

水
Wed

5 - 6 LAL.S344

300

1 H1102※ 佐々木　充文

※ Sasaki　Mitsuya

対面型

スペイン語セミナー（応用・留学）４

(Spanish Conversation: Advanced
Course 4)

水
Wed

5 - 6 LAL.S364

300

1 H118※ Rosales　Sierra
Patricia

対面型

ドイツ語セミナー（応用・留学）４

(German Conversation: Advanced
Course 4)

水
Wed

7 - 8 LAL.G364

300

1 W3-412※ Sato　Astrid 対面型

フランス語中級４

(French: Intermediate Course 4)

水
Wed

7 - 8 LAL.F334

300

1 H115三ツ堀　広一郎

Mitsubori　Koichiro

対面型

フランス語セミナー（応用・留学）４

(French Conversation: Advanced
Course 4)

水
Wed

7 - 8 LAL.F364

300

1 W332※ Chevallier　Marie 対面型

中国語中級４

(Chinese: Intermediate Course 4)

水
Wed

7 - 8 LAL.C334

300

1 第3ラボ※ 田中　雄大

※ Tanaka　Yuta

対面型

中国語セミナー（応用・留学）４

(Chinese Conversation: Advanced
Course 4)

水
Wed

7 - 8 LAL.C364

300

1 第4ラボ※ Zhang　Li 対面型

ロシア語中級４

(Russian: Intermediate Course 4)

水
Wed

7 - 8 LAL.R334

300

1 W351河村　彩

Kawamura　Aya

対面型

ロシア語セミナー（応用・留学）４

(Russian Conversation: Advanced
Course 4)

水
Wed

7 - 8 LAL.R364

300

1 第2ラボ※ Okano　Elena 対面型

古典ギリシア語４

(Classical Greek 4)

水
Wed

7 - 8 LAL.A304

300

1 第1ラボ※ 金澤　修

※ Kanazawa　Osamu

対面型

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202214089&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227346&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227350&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202227354&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201613&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201581&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201621&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201589&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201637&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201585&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202201629&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202214062&lang=JA&vid=03

